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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM EINLEITEN EINES GASES UND BEGASUNGSEINRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a method for introducing a gas (1) into a liquid (2). In successive pulses, a gas volume (6) which
is arranged below the surface (4) of the liquid (2) and is delimited at the bottom by a level (5) of the liquid (2) is first filled with the gas
(1), said gas (1) simultaneously displacing the liquid (2) from the top towards the bottom and out of a gas lifter channel (14) until the
level (5) falls below an inlet cross-section (12) of a gas outflow channel (13), and the gas (1) then flows out of the gas volume (6), in
order, downwards through the gas lifter channel (14) and through a deflecting region (11) adjoining the gas lifter channel from below,
upwards through the inlet cross-section (12) and through the gas outflow channel (13) adjoining said inlet cross-section from above, and
then to the surface (4), wherein a blocking flow (18) of the liquid flows through a compensation inlet (17) below a gas lifter inlet (16)
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to the inlet cross-section (12) and is entrained by the gas (1) until the liquid (2) fills the deflecting region (11), thereby closing the inlet
cross-section (12) to the gas (1). The invention also relates to a gassing device (3) comprising a gas collecting chamber (7) which is open
towards the bottom for carrying out such a method. The aim of the invention is to ensure that the gassing device is stably pulsed over a
wide range of variation in the gas volume flow supply. This is achieved by a method in which after the level (5) has fallen below the inlet
cross-section (12), first solely the gas (1) flows through the gas outflow channel (13) until the level (5) rises above the compensation
inlet (17), and only then does the blocking flow (18) flow through the compensation inlet (17) to the inlet cross-section (12). In the
gassing device, the compensation inlet (17) lies at the height of the inlet cross-section (12) or higher in order to carry out said method.

(57) Zusammenfassung: Offenbart ist ein Verfahren zum Einleiten eines Gases (1) in eine Fliissigkeit (2), wobei in aufeinanderfolgen-
den Pulsen jeweils zundchst ein unterhalb einer Oberflache (4) der Fliissigkeit (2) angeordnetes und nach unten durch einen Pegel (5)
der Fliissigkeit (2) begrenztes Gasvolumen (6) mit dem Gas (1) aufgefiillt wird, wobei das Gas (1) zugleich die Fliissigkeit (2) von oben
nach unten aus einem Gasheberkanal (14) verdrangt, bis der Pegel (5) einen Einlassquerschnitt (12) eines Gas-Ausstrémkanals (13)
unterschreitet, dann das Gas (1) aus dem Gasvolumen (6) in Folge nach unten durch den Gasheberkanal (14), einen sich an diesen unten
anschliefenden Umlenkungsbereich (11), nach oben durch den Einlassquerschnitt (12) und den sich an diesen oben anschliefenden
Gas- Ausstromkanal (13) zu der Oberflache (4) stromt, wobei ein Sperrstrom (18) der Fliissigkeit durch einen Kompensationseinlass
(17) unterhalb eines Gashebereinlasses (16) zu dem Einlassquerschnitt (12) stromt und von dem Gas (1) solange mitgerissen wird bis
die Flissigkeit (2) den Umlenkungsbereich (11) fiillt und dadurch den Einlassquerschnitt (12) fiir das Gas (1) verschlieft. Offenbart
ist weiterhin eine Begasungseinrichtung (3) mit einem nach unten offenen Gas- Sammelraum (7) zum Ausfiihren eines solchen Ver-
fahrens. Um zu gewahrleisten, dass die Begasungseinrichtung in einem weiten Variationsbereich der Gasvolumenstrom-Zufuhr stabil
pulsiert wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem, nachdem der Pegel (5) den Einlassquerschnitt (12) unterschritten hat, zunéchst
allein das Gas (1) durch den Gas-Ausstrémkanal (13) stromt, bis der Pegel (5) den Kompensationseinlass (17) tibersteigt, und erst dann
der Sperrstrom (18) durch den Kompensationseinlass (17) zu dem Einlassquerschnitt (12) stromt. Bei der Begasungseinrichtung zur
Umsetzung dieses Verfahrens liegt der Kompensationseinlass (17) auf Hohe des Einlassquerschnittes (12) oder dartiber.



